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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES _
REDUCCION TASA PARA EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD

1. ldentificacion del Tramite

PATENTE DE INVENCION [ ] PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD

2. ldentificacién del beneficiario

[x| .PersonaNatural B [ Persona Juridica

a) En el caso de ser una persona natural y carecer de medios econoémticos y por tanto aplique la

reduccién de tasas a la que se refiere la resolucién wgente en tarifas, debe firmar la presente sohcrtud
hajo fa gravedad de juramento.

b). Micro, pequefias y-medianas empresas [ | ‘ d). Entidades sin animo de lucre L1
¢). Universidades publicas o privadas 1 e}. Universidad extranjera en Cotitularidad 7
f). Certificado Aula Propiedad Industrial (APT) | g). Certificado CIGEPI o CATI ‘ [
3. Datos del Nombre / Nombye & razdn sacial IDENTIFICACION
Beneficiario DANIELGAVIRIA VALENZUELA . :

Direccion: CARRERA 4 No. 76-41 (CQO) [%¥1c.c. INIT

Telefono: (571) 4058899. o L .1 CE [TDiro

Nacionalidad o Domicilio: COLOMBIA [ 1 Nupi

Ciudad: _BOGOTA @ :

Correo electrénico dqfﬁ\“r‘ﬁ A5 Com-LO NUmero: 79149330

‘4. Anexos

tidades sini'é'riim:';‘dé lucro

D' Copia de regzstro vigente.en.

5. Firma.

Nembre del Firmante ' Ftrm \j
DANIEL GAVIRIA VALENZUELA ‘ ’ Ak W\}u‘vq

C.C 79149330 . ) - ‘Ia,\rjeta Profesional
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